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Publikum Sci&Tech — Mesecno porocilo za januar 2010

Upravljavec
Publikum PDU d.d.

Vrsta podsklada
delniski podsklad

Datum ustanovitve
25.04.2006

Ocena tveganosti
visoka (9 od 10)

Velikost v EUR
0,370 mio

VEP zadnjega v mesecu
0,8752 EUR

Banka skrbnica
Banka Koper d.d.

Vstopna provizija
Najvec 3%

Izstopna provizija
Ni provizije

Upravljavska provizija
2,50%

PTR
(01.07.08-30.06.09)
31,77%

TER
(01.07.08-30.06.09)
4,68%

Kontakti:

Publikum PDU
Kocljeva 1a
9000 Murska Sobota

Tel. st.: 080 20 41
E-posta:
skladi@publikum.si
Web:
www.publikum.si

NaloZbena politika

Publikum SCI&TECH je delniski podsklad z naloZbeno politiko usmerjeno na delnice tehnoloskih podjetij sledecih
panog: racunalniska industrija — programska oprema; racunalniska industrija — strojna oprema; elektronika; internet;

telekomunikacije; zdravstvo (farmacija in biotehnologija).

Gibanje vrednosti Publikum Sci&Tech
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Panozna struktura Publikum Sci&Tech na dan
31.01.2010

Ragunalniska Racunalniki _tnternet

1,9%
Farmacijain

Biotehnologija

16,6%

Polprevodniki
7,7%

Ostalo
13,5%

Telekomunikacij

e
20,3%

Programska
oprema B
14,7% Denar, depoziti
in terjatve
14,8%

Pretekla donosnost podsklada

Letos -2,54%
1-letna 28,93%
3-letna -32,71%
Povprecna tedenska donosnost 0,410%
Standardni odklon 2,569%

Struktura premoZenja po vrsti nalozb
na dan 31.01.2010

Depoziti
9,5%

Delnice
85,2%

Denar
5,3%

ITerjatve
0,0%

Geografska struktura Publikum Sci&Tech na dan
31.01.2010

Tajvan

Kitajsk
e _1,9%

Koreja o
3,1% 2,5%

Svica
3,4%
Mehika
3,5% T

Norveska _+

ZDA
55,4%

Denar, depoziti
in terjatve
15,2%

Deset najvecjih nalozb

na 31.10.2009

Depozit (Sparkasse) 9,60%
Microsoft Corp 6,45%
Cisco Systems Inc 6,38%
Apple Inc. 5,28%
Oracle Corp 4,83%
Intel Corp 4,69%
Krka 4,30%
Google Inc 4,27%
America Movil 3,80%
Roche Holding 3,50%

Metodologijo izracuna vseh podatkov navedenih v porocilu lahko najdete na spletnem naslovu ATVP - Metodologija izraCunov



http://www.a-tvp.si/Documents/Sklep%20o%20metodologiji%20za%20izra%C4%8Dun%20celotnih%20stro%C5%A1kov%20poslovanja%20vzajemnega%20sklada%20in%20celotnih%20stro%C5%A1kov.pdf

